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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１６４９：２００５《能量为３００ｋｅＶ～２５ＭｅＶ电子束辐射加工装置剂量学

导则》（英文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　按照汉语习惯对一些编写格式进行了修改。

ｂ）　对于ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１６４９：２００５引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本部分用

引用我国的这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准，其余未有等效采用为我国标准的

国际标准，在本标准中均被直接引用。

ｃ）　原国际标准中的附录编号Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４改为附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６８４１—１９９７《能量为３００ｋｅＶ～２５ＭｅＶ电子束辐射加工装置剂量学导则》。本

标准与ＧＢ／Ｔ１６８４１—１９９７相比主要变化如下：

———重新规定了标准的适用“范围”（１９９７版的第１章；本版的第２章）；

———增加了部分术语，并对原标准的部分术语进行了重新定义（本版第３章）；

———增加了“剂量计系统的校准”条和具体的要求（见本版的７．３．１，７．３．２，７．３．３，注４）；

———用“安装确认”、“运行确认”、“性能确认”和“日常生产加工”替代了“装置确认”、“加工确认”和

“日常生产加工”（见１９９７版的第７章、第８章、第９章；本版的第９章、第１０章、第１１章、第１２

章）；

———增加了“加工参数”章和相关内容（见本版第８章）；

———增加了不确定度的分类标准和评定准则（见第１３章）；

———细化了用深度剂量分布方法确定电子束初始能量的方法和条件（见本版附录Ａ）；

———重新描述了“微波功率加速器”和“射频功率型加速器”的性能特征（见本版附录Ｄ中Ｄ．１．２和

Ｄ．１．３）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由全国核能标准化技术委员会提出。

本标准由全国核能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国计量科学研究院。

本标准主要起草人：张彦立、张辉、龚晓明、刘智绵、夏渲。

本标准所代替标准的历次发布情况为：ＧＢ／Ｔ１６８４１—１９９７。
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能量为３００犽犲犞～２５犕犲狏电子束辐射

加工装置剂量学导则

１　范围

１．１　本标准规定了电子束辐射加工中为保证全部产品接受到产生预期辐射效应所需的剂量，在安装确

认、运行确认、性能确认（ＩＱ、ＯＱ和ＰＱ）和日常加工中所涉及的剂量测量程序，以及有关可能影响这些

过程和用以监控产品中吸收剂量的其他程序。

　　注１：剂量计选择和校准的指南见ＧＢ／Ｔ１６６４０；使用剂量测量系统的专用指南见ＧＢ／Ｔ１６６３９、ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１２７５

ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１２７６、ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１４３１、ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１６３１、ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１６５０和ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１９５６；对能量大

于５ＭｅＶ的电子束所用较大体积剂量计的剂量测量系统指南见 ＡＳＴＭＥ１０２６、ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１２０５、ＩＳＯ／

ＡＳＴＭ５１４０１、ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１５３８、ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１５４０；有关脉冲辐射剂量学的论述见ＩＣＲＵ第３４号报告。

１．２　本标准适用的电子束的能量范围：３００ｋｅＶ～２５ＭｅＶ。

１．３　剂量测量只是辐照加工全面质量管理的一个组成部分，在医疗保健产品的辐射灭菌和食品保藏等

特别应用中，除了剂量测量外，还需要进行其他方面的测量。

１．４　ＩＳＯ和ＡＳＴＭ已经颁布了适用于食品辐照和医疗保健产品专用标准。食品辐照的专用标准见

ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１４３１，医疗保健产品的辐射灭菌的专用标准见ＧＢ１８２８０。在使用中ＧＢ１８２８０的规定优

先于其他标准的规定。

１．５　本标准不涉及与使用相关的安全问题。本标准的使用者负责建立适用的安全和健康标准，并在使

用前确定其适用的限制范围。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６５０９　辐射加工剂量测量不确定度评定导则（ＧＢ／Ｔ１６５０９—２００８，ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１７０７：

２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６５１０　辐射加工剂量学校准实验室的能力要求（ＧＢ／Ｔ１６５１０—２００８，ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１４００：

２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６６３９　使用丙氨酸ＥＰＲ 剂量测量系统的标准方法（ＧＢ／Ｔ１６６３９—２００８，ＩＳＯ／ＡＳＴＭ

５１６０７：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６６４０　辐射加工剂量测量系统的选择和校准导则（ＧＢ／Ｔ１６６４０—２００８，ＩＳＯ／ＡＳＴＭ

５１２６１：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ１８２８０　医疗保健产品灭菌　确认和常规控制要求　辐射灭菌（ＧＢ１８２８０—２０００，ＩＳＯ１１１３７：

１９９５，ＩＤＴ）

ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１２０５　使用硫酸铈亚铈剂量测量系统的实践

ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１２７５　使用辐射显色薄膜剂量测量系统的实践

ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１２７６　使用聚甲基丙烯酸甲酯剂量测量系统的实践

ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１４０１　使用重铬酸盐剂量测量系统的实践

ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１４３１　电子束和Ｘ射线（轫致辐射）装置食品加工用剂量学实践

ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１５３８　使用氯苯乙醇剂量测量系统的实践

ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１５３９　辐射灵敏指示标签的使用指南
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